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Dissertagao

ESTUDO DA ADESAO CELULAR EM PLACAS DE Ti
COMERCIALMENTE PURO APOS O TRATAMENTO DE
MISTURA DE ACIDOS

PRODUTO
Trata-se de um estudo de adesdo celular em Placa Ti comercialmente
puro, apds o método de tratamento quimico com misturas de acid
Objetivo: confecgao de mini placa de titanio para tratamento
odontoldgico.
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GBJETIVO
Nastn frabaino fol realizade U staque com
misturs  de concenirazbes
diferentes, em placas de Ti comercaimente
. com posencr anaiss ataves ce
micrescopia slattnica do varresuea e cubura
e cal

dcios, da

ulas.
MATERIAIS E METODDS.
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Foi minipiaca de ttanio em
formato de *L" preonizath para G raismETi
o luxagan recdlvante

Difratometria. de raios x

D acende com o resulados e diratsmetria
@ ralos X, varficol.se @ presenga das fases 0
& o e amosir confeccenads, eSS
pleas semslhanios em posiSo & intensidace
caracterizande o materal

Tratamento superficial com mistura do
acido

i amostras de thanio grau 2. previaments
confescionadas, foram licadas com kxas da
ersem de granuiometriai 400, 600 & 1200
graosipoft seuido do favagem com 4gua
Aptis & lavagen a3 amusiras foram secas @
40°C em uma estufa por 24 horas.
Posteriormente ss amcstias foram tratages.
com misturas g8 acidos cloridricateuifirion

num tempo ds 30 minUs, em diferenies
‘cancentiaghes, sendo estas 5% | 10%, 1%

20% @ 20% | 30% (u¥v) para 08 respectivos.
Acidos (HCI1H,50,)

o050 atoue acise e amosras foram
anaisadss quanto & rugosiade 8 patir as
thcricas e microscopla  eleinics  da
(MEY) @ cura de obluas,
comparando cor U placs sem tatament.
Microseopia Eletrbnlca de Varrsdura (MEV)
Comparagao entro a5 placas nko stscadss
 atacadss com fistura ds scidos auments

varredura

Na figura acima fol obssvada UM CrecGiMento
das cavidades em tode matedsl com o
sumenie da concentissio 9@ mistra de
scios em comparasdo com @ mostra nB0
stacada

Peds —sa notar que a placa spresaria oracs.
equiaxis’s indicando resristalzagas.




